
【水處理卓越獎】

台灣積體電路製造股份有限公司十四廠七期

含矽污泥再製
126噸礦石粉16噸硫酸銅

【技術創新獎】

改善前 改善後

再生水及回收水使用：為拓展多元水資源，持續落實製程節水與再生水利用，自112年首次在半導體製程導

入再生水使用，再生水替代率達51.1%，全廠用水回收率達97.7%

水處理資源化推動：廠內建置[廢硫酸回收系統]、[液中求銅再生系統] [廢硫酸銨除水結晶系統]；廠外與供

應商合作開發使用顯影液廢液回收再製為電子級產品及含矽污泥再製成礦石粉與硫酸銅

十四廠七期為12吋晶圓廠，於103年開

廠，致力於新技術持續發展與綠色生產，期

許對環境的污染能持續下降及資源永續經營。
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